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Aparat wyparny do zatezania roztworu siarczanu glinu
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Przedmiotem wynalazku jest aparat wyparny
przeznaczony do pracy w instalacji produkcyjnej
granulowanego siarczanu glinu.

Znane sg aparaty wyparne przeznaczone do za-
tezania siarczanu glinu. Aparaty te sa badz typu
rurkowego, gdzie zatezanie zachodzi w rurkach
o nieduzej $rednicy, badz tez posiadaja w swym
wnetrzu zainstalowane mieszadia.

Wadg znanych urzgdzen do wytwarzania siar-
czanu glinu jest dlugotrwalos$é. przebiegajacego w
nich procesu zatezania oraz otrzymywanie produk-
tu w blokach o duzej twardosci. Aparat wyparny
wedlug wynalazku do zatezania siarczanu ma sze-
reg komor, korzystnie cztery komory wyparne i
jedna retencyjng, podzielone przy pomocy skos-
nych przegrod, stanowigcych roéwnoczesnie dno i
pokrywe sgsiadujacych komoér. Komory polgczone
sq ze sobg przewodami i zaworami oraz wyposa-
zone sa w krocéce przeznaczone do odprowadzenia
oparé6w. Komory zaopatrzone sg w grzejniki, ko-
rzystnie wezownice parowe, przy czym powierzch-
nia wymiany ciepla grzejnika umieszczonego w
komorze retencyjnej jest mniejsza niz grzejnikéw
umieszczonych w komorach wyparnych.

Zaleta aparatu wedlug wynalazku jest znaczne
skrocenie czasu zatezania oraz odbieranie zatgzo-
nego roztworu w sposOb ciggly, co umozliwia o-
trzymywanie produktu w formie granulowanej,
czyli w postaci wygodnej do dalszej przerdbki.
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Aparat wyparny wedlug wynalazku przedstawio-
ny jest w przykladzie wykonania na rysunku w
przekroju pionowym. )
Aparat wyparny jest cylindryczng kolumng, po-
dzielong przegrodami 1, spelniajgcymi role dna i
pokrywy sasiadujacych komoér. Aparat posiada
cztery komory wyparne 2, 3, 4 i 5 oraz komore
retencyjng 6. Komory polaczone sg ze sobg prze-
wodami 7, z zaworami 8 oraz wyposazonymi w
kroéce 9, przeznaczone do odprowadzania oparéow.
Wewnatrz kazdej komory umieszczone sg parowe
wezownice grzewcze 10, przy czym powierzchnia
wymiany ciepta wezownicy umieszczonej w komo-
rze retencyjnej jest mniejsze niz wezownice u-
mieszczonych w komorach wyparnych.
Przegrody 1 ‘usytuowane sa pod .takim katem
by roztwoér z danej komory grawitacyjnie splywat
do przewodu 7, odprowadzajacego go do nastgp-
nej komory, lub w przypadku komory retencyj-
nej 6 do przewodu 7, odprowadzajgcego zatezony
roztwor do urzadzenia granulacyjnego. Gérna ko-
mora 2 wyposazona jest w krociec 11, przezna-
czony do okresowego napelniania roztworem wejs-
ciowym. /

Zastrzezenie patentowe

Aparat wyparny do zatezania roztworu siarcza-
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fiu glinu, znamienny tym, ze stanowi kolumne po-
dzielong, przy pomocy skoénych przegréd (1) na
szereg komor, korzystnie cztery komory wyparne
(2, 3, 4, 5) i jedng komore retencyjng (6), ktore
polaczone sy ze sobg przewodami (7) z zaworami

(8) oraz wyposazone w kroéce (9) do odprowadza-

4

nia oparéw, wewnatrz tych komér umieszczoné sg
grzejniki (10), korzystnie wezownice parowe, przy
czym powierzchnia wymiany ciepla grzejnika u-
mieszczonego w komorze retencyjnej jest mniejsza

8 niz grzejnikbw umieszczonych w komorach wy-
parnych.
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